" MEDIO AMBIENTE

T SEQRETARIA oE mrDIg AMBIENTE ¥ RECURSOS MATURALES

. Oficio: DFMARNAT/5153/2023

Toluca, México, a 2] de septiemnbre de 2023

DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA S.A. DE C.V.
A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA
C. BLANCA ESTELA GARCIA VITE .

Calle Nayat $/n, Coloniz San Nicelds Tetepantla, Municipio Axapusco,
Estade de México, C.P. 55955, Carreo Electrdnico: dafse 20@hotmailcom

PRESENTE

En atencidn al Fermato FE-SEMARNAT-093, (SEMARNAT-07-031 “Modificacién a los Registros y Autorizaciones
en Materia de Residuos Peligrosos™ y anexos recibidos en esta Oficina de Representacion el 14 de septiembre
del presente afio, mediante el cual la persona moral denominada DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA S.A.
DE CV, solicita la actualizacién de la Autorizacién para el Acopio de Residuos Peligrosos, al respecto le
comunico lo siguiente.

RESULTANDO

1. Que con fecha 07 de noviembre de 2022, mediante Oficio No. DFMARNAT/4726/2022, esta Oficina de
Representacién, emitié la _Autorizacion No. 15-11-150-22 2 favor de la- persona moral denominada
DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA S.A. DE CV., con una vigencia de diez afics a partir de Ia facha de
su expedicidn. . - B

2. Que mediante - Formato FF-SEMARNAT-093, (SEMARNAT-07-031 “Modificacién a  los Registros vy
Autorizaciones en Materia de Residuos Peligrosos”) y anexos recibidos en esta Oficina de Representacién
el 14 de septiembre de 2023, la persona moral denominada DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA S.A.
DE CV, solicita la actualizacién de la Autorizacidn para el Acopio de Residuos Peligrosos, derivado del
aumento de la gama de residuos peligrosos a acopiar, cuyo tramite quedd registrado con la bitdcora: No.
15/HS-0176/09/23;y = .- - B 2

CONSIDERANDO ' -

f. Con fundamento en lo dispuesto en los Articulos 8° de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 2°, fraccién |, 26 y 32 BIS y quinto transitorio de Ia Ley Organica de la Administracién Publica
Federal, 1° Fracciones:l, il, VI, VIl y X, 4°,5° Fracciones |, 1l y.V[;150,151, 151 BIS, 152 BIS y 171 de la Ley General
del Equilibrio Ecolégico.y la Proteccion al Ambiente; 7 fracciones. X|, 50 fraccién [11, 80 fracclones IX v X, 81,
séptimo y décimo segundo transitorios de la Ley General para fa Prevencién y Gestién Integral de los
Residuos; 3° 8°,13, 14, 35, 44, 57 Fraccién | y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Articulos
48, 49 fraccidn |, 50, 55 fraccidn |, 58 fraccién |, 68, 82, Yy 84, del Reglamento de fa Ley General para la
Prevencién y Gestién Integral de los Residuos; 1°, 3 Letra A, Fraccién VI, inciso &, 33, 34 v 35 Fraccién X inciso
f del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente Y Recurses Naturales. Esta Oficina de
Representacion de SEMARNAT es competente, para conocer y resolver la peticién realizada por la persona
moral referida, _ T

DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA SA. DE CV., presents la siguiente documentacion:

* Pago de derechos por actualizacién por un monto de $2,710.00 (DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
00/100 M.N). . - : L . - .

+ Formato de Modificacidn- a ‘los Registros y Autorizaciones en Materia de Residuos Peligrosos,

reqguisitado. . o : : , S ‘/D

Por lo que esta Oficina de Representacion de SEMARNAT en uso de sus facultad_es,yratri'buciones,

.Que para cbtener la mc':djﬁcacién de la Autorizacion antes indicada, la persona moral denominada ? g

. . . 1
Andador Valentin Séimez Farfas No. 108, San Felipe Tiz!mimilslpan. Toldza Estade de México, C;.P. 50250
Teléfono 7222767800 - www.goh.mi/semainat Pdg.1de 9
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RESUELVE

PRIMERO.- Dar por atendida |z solicitud de modificacién de la Autorizacién para el Acopic de Residuos
Peligrosos No. 15-11-150-22, derivado del aumento de la gama de residuos peligrosos a acopiar, a la persona
moral denominads DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA S.A. DE CV. , por lo gue de conformidad con la -
inforrmacién y documentacion presentada, se autoriza su solicitud de mérito para quedar de la siguiente
manera: .

Condicionante 06.- Lz Autorizacidn No. 15-11-150-22 se ctorga para la prestacién de servicios a terceros de un
Centro de Acopio de Residuos peligrosos relacionados con: 1-(o-clorofeniljtiourea/2-clorofeniitiourea: 1-
metilbutadieﬂoﬂ,S-pentadieno; J1-dicioroetilenc; 11-dimetilthidracina; 111.2-tetracloroetano; 1,1,2-tricloroetanc;
1,1.2,2-tetracloroetano; 1,2-dibromo-3-cloropropano; 12-dibromoetanc; 1,2-difenithidracina: 1,2-dirmetilhidracina;
1,2,45-tetraclorobenceno; 1,2:34-diepoxibutang; 13-dicloropropilenc/l-propilene, 1,3-dicloro-: 1,3-propanc
sultona/),2-oxatioclano, 22-disxid o; 1,3,5-trinitrobenceno; 1,4-dicloro-2-b utileno; 1,.4-dioxa néﬂ,érdietilenéxido; 1,4~
naftoguinona/l 4-naftalendiona; 2-4-dirmetil fenol; 2-acetilaminofluorenc/acetamida, n-9h-flucren-2-il-; 2-
ciclohexil-4,6-dinitrofenol; 2-cloroatil vinil éter/eteno, {2-cloroetoxi)-; 2-cloronaftaleno/beta-cloronaftalenc; 2-
nitropropano; 2-picolina/piridina, 2-metil-; 2,34 6-tetraclorofencl; 24-diclorofenol; 24-diclorofenoxiacético
écido/2,4—d,_ sales y ésteres; 24-dinitrofenol; 24-dinitrotoluenc: 2.45-triclorofencl; 2,4,5'itric:!orofenoxiacético,
acido/2,4,5-t; 24.6-tribromofenol; 2.4 6-triclorofencl; 25-ciclohexadien-1,4-diona; 2,6-diclorofenol; 2.6-
dinitroto[ueno/2—metil—!,3—dinitrobenceno; 3-cloropropionitrilo; 3-metilclorantreno; 33 -diclorobenzidina; 33'-
dimetilbenzidina; 3,3-dimetoxibenziding; 4-aminopiridina; 4-cloro-o-tolliding, hidrocloruro  de;  4,4-
metilenbis(2-cloroanilina); 4,6-dinitro-o-cresol, y sales; 5-(aminometil)-3-isoxazolol; 5-nitro-o-toluidina: 712-
dimetilbenzo[alantraceno; A2213/etanimidotioica acido, 2-(dimetilamino)-n-hidroxi-2-oxo-, metil éster; Aceites
gastados de corte y enfriamiento en las operacicnes de troguelado, fresado, taladrado y esmerilado; Aceites
gastados en las operaciones de tratamiento en caliente de metales;, Aceites solubles en &cido (asas)
provenientes de los procesos de alquilacién de hidrocarburos; Acetarnida, g1159n-(aminctioxometil)-/i-acetil-

-ticurea; Acetilo, cloruro de; Acetofenona/i-fenil-etanona; Acetona; Acetonitrilo/z-propancna; Acrilamida/2-
propenamida; Acrilico acido/2-propenoico acido; Acrifonitrilo/2-propennitrilo; Acroleina/2-propenal; Agentes
mordientes gastados residuzles; Agua de reaccidn (subproducto) de la columna de secado en Ia produccién
de toluendiamina via hidrogenacion de dinitrotolueno; Aldicarb: Aldicarb suifona; Aldrin; Alfa-naftilamina/l-
naftalenamina; Alfa-naftiltiourea/tiourea, I-naftzlenil; Alfa, alfa-dimetil bencilhidroperdxido: Alfa alfa-
dimetilfenetilamina/bencencetanamina, alfa,alfa-dimetil; Alilico, alcohol/2-propen-1-ol; Aluminio, fosfuro de;
Aminas gastadas, filtros de amina. contaminada, lodos de amina, solucidén acuosa de amina contaminada,
productos de la degradacidén de 12 amina, asi como sélidos recuperados (fondos) provenientes del proceso de
endulzamiento del gas y condensados amargos otros productos de la degradacién de aminas del proceso de
endulzamiento, cracking y ﬁ'acci_ohamiento, de azufre; Amitrol/1h-124-triazol-3-amina; Amonioc, picrato
de/fenol, 2,46-trinitro-, amonio sal; Amonio, vanadato de; _AniEina/bencenamina; Arsénico, acido h3aso4;
Arsénico, 6xXido as203; Arsénico, éxido as?os; Auraming; Azaserina/l-serina, diazoacetato(éster); Aziridina, 2-
metil-/12-propilenimina; Aziridina/etilencimina; Barban; Bario, cianuro' de; Benceno; Benceno, 17-(222-
tricloroetiliden)bis[4-metoxi-; Bencenotiol/tiofenol; Bencensulfonilo, cloruro de; Bendiocarb; Bendiocarb fenol;
Benomil; Benzal, cloruro de/diclorometilbenceno; Benzidina/[I,"!'-bifenil]-4,4'—diamina; Benzilo, cloruro
de/clorometilbenceno; |, - ‘ Benzo(alantraceno; . Benzo(a)pireno; . Benzol(c)acriding;
Benzotricloro/triclorometilbenceno; Berilio, polvo de {todas las formas); Beta-naftilamina/2-naftalenamina/2-
naftilamina; Bolsas que hayan tenido contacto con la fibra de asbesto, asi como los materiales filtrantes
provenientes de los equipos de control como son: los filtros, mangas, respiradores personales y otros, que no
hayan recibido un tratamiento para atrepar la fibra en un aglutinante natural o artificial; Bromoacetona/2-
propanona, 1-bromo-; Bromofenil fenil éter,; Bromometano/bromuro de metilo; Brucing; Cabgzas c_onde.nsadas
de la columna de separacion de intermedios en la produccién de 1,1-dimetil hidracina a partir de hidracinas de
acido carboxilico; Cabezas condensadas de la columna de separacién de productos y gases condensado:_s.dei
venteo del reactor en la produccién de 11-dimetil hidracina a partir de hidracinas de acide c’arboxmco;
Cacodilico, dcido; Cadéveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes entero patégenos en
centros de investigacién y bioterios; Calcio, cianuro de ca(cn)2; Calcio, cromato de; Carbamod_lt!omo, acido, 1.2~
etanodiilbis, sales y ésteres/etiienbisditiocarbamico, dcido, sales y ésteres; Carbaril, Carbendazim; Ca rbofu ranc;
Carbofurano fenol; Carbén activado agotado proveniente del sistema de emisiones de la czs!seta de pintado;
Carbén activado gastado de la produccién de farmoguimicos y medicamentos que haya tenido contacto con

Andader Valentin Gémez.Ferfzs No. 108, San Felipe Tlalmimilolpan. Tol{icas Estade de México, <E.P. S0250
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productos que contengan constituyentes téxicos; Carbdn activado gastado en la produccién de
farmacéuticos veterinarios de . compuestos con arsénico y drganc-arsenicales; Carbén agotado del
tratamiento de aguas residuales que contienen explosivos; Carbono, disulfuro de;-Carbono, oxiflucruro de;
Carbono, tetracloruro deftetraclorometano: Carbosulfan; Cartuchos de ios fiftros agotados de lz purificacién
de la 1,1-dimetil hidracina cbtenida a partir de hidracinas de dcido carboxilico; Catalizador gastado con éxidos
de fierro, crome vy potasio provenientes del reactor de des hidrogenacién en la produccién de astireno;
Catalizador gastado de cloruro de mercurio en i3 produccién de cloro; Catalizador gastado de la purga de la
torre de apagado en la. produccidn de acrilonitrilo; Catalizadores gastados de vehiculos automotores;
Catalizadores gastados del reactor de hidrocloracién en la produccidn de 1,)1-tricloroetano; Catalizadores
gastados en la produccién de rmateriales plasticos y résinas sintéticas; Celdas de desecho en |3 produccién de
baterfas niguel-cadmio; Cenizas de incineracién de residuos; Cianhidrico, dcido; Ciandgeno, bromuro de
{cnjbr; Ciandgeno, cloruro de- {enjcl; Ciandgeno/etanodinitrilo; Cianuro, sales solubles de; Ciclofosfarmida;
Ciclohexano; Ciclochexanona; Cloracetaldehido; Clerados intermedios provenientes del fondo de la columna
redestiladora de mondémero de vinilo; Clorados pesados provenientes de los fondos de fa columna de
purificacién de dicloroetanc: Cloral/acetaldehido, tricloro; Clorambucil; Clordano, alfa ¥V gamma isémeros;
C!ornafacina/naftalenamina, n, n'-bis(2-cloroetil)-; Clorobenceno: Clorobenzilate; Cloroformoftriclorometanc;
Clorometil metil éter/clorometoximetano: Cobre, cianuro de cu(cn); Colas de las descargas en la produccién
de metil etil piridinas; Colas en las plantas de manufactura de ferroaleaciones de hierro-niquel; Condensados
organicos de la columna de recupeéracisn de solventes en la produccién de diisocianato de tolueno via
fosgenacién de la’ toluendiamina; Corrientes combinadas de aguas residuales en la produccién de
nitrobenceno/aniling; Corrientes separadas del agua del reactor de lavado de clorobencenos; Creosota; Cresol
(cresilico &cido) /metilfenol; Criseno; Crotonaldehido/z-butenal; Cubas electroliticas gastadas de la reduccion
primaria de aluminio; Cultivos generados en los procedimientos de diagnéstico e inyestigac_:ién, asi como los
generados en la produccién y control de agentes biolégico-infecciosos; Cumenbd/benceno, (1-metiletil)-;
Daunomicina; Ddd; Ddt; Derivades hexaclorados provenientes de los fondos de [a columna de recuperacion
de percloroetileno; Di-n-octil ftalato; Di-n-propilnitrosamina/l-propanamina, n-nitrese-n-propil-; Dialato:
Dibenz [a, hlantracenc; Dibenzo [s, i|pirenc; Dibutil ftalato; Diclorodifluorometano; Dicloroetil éter/etano, 1.7-
oxibis [2-cloro-; Diclorofenilarsina; Diclorcisopropil éter/propano, 2,2'-oxibis [2-cloro-; Diclorometil éter/metanc,
oxibis[cloro; Diclorormetoxi. etanc; Dieldrin; Dietil ftalato; Dietil-p-nitrofenil fosfatoffosférico dcido, dietil 4-
nitrofenil éster: Dietilarsina; Dietilen glicol, dicarbamato/etanol, 22"-oxibis-, dicarbamate; Dietilhexil ftalato;
Dietilsti!besteroi/fenc_;[,,;' ,4,4"—_(1,2%dietil— - j2-etenediil) bis-;  Dihidrosafrole: Diisopropilfluorofosfato
(dfp)/fosforofluorhidrico. &cido, . bis(l-metiletil) éster; Dimetil ftalato; Dimetil sulfsto/sulfarico acido, dimetil
éster; Dimetilamina/metanamina, . n-metil; Dimetilan; Dimetilcarbamil, cloruro de/carbamico cloruro de,
dimetil; Dimetoato; Dinoseb/fepo!, 2-(t-metilpropil)-4.&-dinitro; Dipropilamina/l-propanamina, n-propil-;
Disulfotén; Ditiobiuret; Domaos ligeros de fa destilacién inicial en la produccién de anhidrido ftéilico a partir de
naftaleno; Domos ligeros de la destilacién inicial en la produccién de anhidrido fidlico a partir de orto-xileno;
Endosuifan; Endotal; Endrin, v sus metabolitos; Epiclorohidrin/oxirano, (clorometil)-2-; Epinefrina; Escorias de
fa produccion de oxido de antimonio, incluyendo aguellas de los productos interrmedios (antimonio metalico y
oxido de antimonio crudo); Escorias provenientes del horno de fundicién de chatarra en la produccién de
aluminio; Escorias provenientes.del horno eléctrico en la produccién de fosfore; Escorias provenientas del
horno en la preduccidn secundaria de cobre; Escorias provenientes del horne en la produccién secundaria de
plomo; Estreptozotocina/d-glucosa, 2-deoxi-2-{[(metilnitrosoamino)- . carbonaillamino]; Estrichidin-10-ona, y
sales/estricning, y sales; Etanal/acetaldehido; Eteno, tetracloro-; Etit carbamate {uretano)/carbérmico acido, etil
éster; Etil éter; Etil metacrilato/2-propenoico acido, 2-metil-, etil éster; Etil metanosulfonate/metanos ulfénico
acido, etil éster; Etilen glicol monoetil éter/fetanol, 2-etoxi-; . Etileno dicloruro  de/12-dicloroetano;
Etilentiourea/2-imidazolidintiona; Etilideno, dicloruro de/etano 1]-dicloro-; Etilo, acetato defacético acido, etil
éster; Etilo, acrilato de/2-propenoico acido, etil éster: Famfur; Felpas impregnadas de pigmentos de cromo y
plomo; Fenaceting; Fer}ilmeicurio,. acetato de/mercurio, {acetato-o)fenil; Feniltiourea; Fenol; Filtro ayuda
gastado (tortas de filtros) en Ja produccién de fésforo y pigmentos de cromo y derivados; Filtros de las casas
de bolsas en la produccion de oxido de antimonio, incluyendo fos filtros en la produccion de productos
intermedios (antimonio-metélico y oxido de antimonio crudo}; Fisostigminha; Fisostigmina, sa_Elcnato de;
Fluoranteno; Fluorhidrico, &cido; Fluorina; Flucroacetamida/2-fluorcacetamida: Fluoroacético, acido, sal de
sodio; Fondos de la columna de acetonitrilo en la produccidén de acrilonitrilo; Fondos de la colum‘r}a de
destilacién o fraccionamiento en la produccién de clorobencenos; Fendos de fa columna de purificalc:on de
acetonitrilo en la produc’:c'iér;;de'acrilonitri!o; Fondos de la destilacién en la produccion de alfa- (o metil-) cloro

' MR i NN ot -
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; Fondos de Ia destilacién final en Iz produccidn de anhidrido ftélico a partir de naftaleno; Fondos de
la destilacion final en la produiccién de anhidrido ftalico & partir de orto-xileno; Foridos de Ia etapa de
destilacién en la produccién de 11)-tricloroetanc; Fondos de |a etapa de destilacién en la produccién de
cloruro de bencilo; Fondos de 1z etapa de purificacion del dibromuro de etileno obtenido a partir de Ia
bromacién del etileno; Fondos de .la torre de separacion de productos en la produccién de 1]1-dimetil

hidracina a partir de hidracinas de acido carboxilico: Fondos de tangues de almacenamiento de mondmeros

hidrogenacién de dinitrotolueno; Fondos o residuos pesados de las torres en el proceso de produccidn de
tricloroetilenc; Fondos pesados (brea) de la etapa de destilacién en la producceidn de fenol/acetona a partir del
cumeno; Fondos pesadds de la columna de destilacién de productos pesados en la produccidn de 110
tricloroetanc; Fondos pesados de la.colurmnna de fraccionamiento en la produccién de cloruro de etilo; Fondos
pesados de la columna de purificacién de la epiclorhidrina; Fondos pesados de la destilacidn de cloruro de

residuales de la etapa de destilacién én la produccién de tetracloruro de carbono; Forato; Formaldehido;
Formetanato, hidrocloruro de; Férmico, dcido; Formparanato: Fosfina/fosfhidrico, acido; Fésforo, sulfure de;
Fosgeno; Ftilico anhl’drido/'],.'s’—Isobenzofurandiona; Furfural, Furfurano/furan; Camma-bhc/lindanc; Gasolina,
diésel y naftas gastados o sucios provenientes de talleres automotrices; Heptacloro; Hexaclorobenceno;
Hexaclorobutadieno/1,3-buta dieno, 1,1,2,3,4,4—hexaciorq; . Hexa clorociclopentadien o/l,3—ciclopentadieno,
1,2,5,4.5 5- hexacloro-; Hexacloroetano {tt) 1131 70-30-4 hexaclorofenolz,z‘-m; Hexaclorofeno/2,2'-metilenobis
[3.4.6-triclorofenol; Hexaciqrgpropeno/]—propeno, 11.2,333-hexacloro-; Hexaetil -tétrafosfato/tetrafésforico,

acido, hexaetil éster;. Hidrazina; Hidrazina, 12-djetii-: indenol,23-cd]pirenoc; Isobutil alcohol/1-propanol, 2-

de residucs peligrosos; Lodos de destilacién de solventes; Lodos de la manufactura de aleaciones de niguel:
Lodos de Ia purificacién;de salmuera, donde la salmuera purificada separada no se utiliza, en la produccién de
clero (proceso de celdas.de mercurio); Lodos de las aguas residuales de los sistemas de lavado de emisicheas
atmosféricas; Lodos de las descargas de aguas residuzles en la produccion de acrifonitrilo; Lodos de lzs
plantas de tratamiento de aguas residuales en la produccién de carbamatos, herbicidas clorados; plaguicidas
organo-halogenados; érgand,-a'rsenicales; Srgano-metélicos v érgano-fosfarados; Lodos de las purgas de las
plantas de dcido en Ia produccion primaria de cobre; Lodos de los bafios de anodizacion del aluminio y lodos

clanuros son usados en Io_s' procesos; Lodos de tratamiento de aguas residuales de la produccién de
pigmentos azules de hierro; Lodos de tratamiento de aguas residuzies de operaciones de galvanoplastia
excepto de los siguientes procesos: (1}.anodizacién de aluminio en &cide sulfdrico; (2). estafiado en acaro al
carbén; (3) zincado en acero al carbén; (4) depositacién de aluminio o zinc-aluminio en acero al carbén; (5
limpieza asociada con estafiado, zincado o aluminado en acero al carbén; y (6) grabado quimico y acabado de
aluminio depositado en acers. a carbon; Lodos de tratamiento de aguas residuales en la produccién de
baterias plomo-4cido; Lodos de tratamiento de las aguas residuales provenientes de las operaciones de
enjuague de piezas metalicas .paré;remover soluciones concentradas; Lodos del dnodo electrolitico en Ia
produccién primaria. de zinc; Lodos del equipo de control de.emisiones de hornos eléctricos en Ia produccién
de hierro v acero; Lodos del equipo de control de emisiones de la produccién de ferroaleaciones de hierro-
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cromo-silicio; Lodos de| equipo de control de amisiones del afinado en la produccién primaria de plomo;
Lodos del lavador de gases.en la fundicién v refinado de aluminioe; Lodos dél tratamiento de aguas residuales

de fundicion y afinado en la produccidén secundaria de plomo; M-cumenil meti!carbémato/3—isopropilfenil n-
metilcarbamato; M—diciorobehceno/benceno, 1.3-dicloro-; Maleica, hEdra’cida/3,6~piridaz?nediona, 12-dihidro-;
Maleico, anhfdrido/z,s-furgndiona; Malononitrilo/prqpanodinitriio; Manganeso’ dimetilditiocarbamato;
Materiales absorbentes_,utilizadqs en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes entero
patégenocs; Materiales déchfacién,,empapados, saturados, 0 goteando sangre o cuyalquiera de los siguientes
fluidos corporales: liguido. sinovial, liquido pericardico, liquido- pleural, liquido céfalo-raquidec o liquido
peritoneal; Materiales ~desec_hébles Gue contengan esputo, secreciones pulmonares y cualgquier material
usado para contener éstos, de pacientes con sospecha 0 diagndstico de tuberculosis o de otra enfermedad
infecciosa; Materiales desechables que estén eémpapados, saturados o goteando sangre, ¢ secreciones de
pacientes con sospecha o diagndstico de fiebres hemorrégicas, asi como otras enfermedades infecciosas
emergentes; Materiales organicos del tratamiento de residuos de tiocarbamato en la produccion de
carbamatos y carbomil eximas;: Medicamentos fuera de_esp.ecificaciqnes 0 caducos; Medios filtrantes
gastados de la produccién de 2,4',6-tribromofenol; Melfalan/I-fenilalaning, 4-[bis(2-cloroetil) amino]; Mercurio
(todas las formas); Mercurio fulminato; Metécrilonitriio/2~propenenItriio, 2-metil; Metanol; Metapirileno; Metil
chrocarbonato/carbonc;clorfdico dcido, -metil éster; Metil cloraformoﬂﬂ,T-trIclorOetano;- Metil etil cetona
(mek)/2-butanona; Metil etil cetona. perdxido/2-butanona, perdxido; Metil hidrazina; Metil isobutil cetona/4
metil-2-pentanona/4-metiipentanol; Metil isocianato/metano, ispcianato-; Metil - metacrilato/2-propencico
acido, 2-metil-, metil  éster;. Metil paration/fosforotioico acido, o,0-dimetil o-{4-nitrofenil)  éster;
Metiiactonitrilo/propano_nitrilo, Z-hidrox.i-z—metil—; Metileno bromuro de; Metileno cloruro de/metano, dicloro-:
Metilo clorure de; Metilg, ioduro de; Metiitiouracilo; Metjocarb; Metolcarb/carbdmico acido, metil-, 3-metilfenil
éster; Metomil: Mexacarbato; Mirex; Mitomicin ¢ Mnng/guaniding, n-metil—n'-nitro-n-nitroso-; N-butii
aJcohol/]-butanQi; N-nitroso-n-etilurea; N-nitroso-n-metilurea; N-nitroso-n-metiluretano/carbamico acido,
metilnitroso-,  etil éster; N—nEtrosodi—n-butilamina; N-nitrosodietanolamina; N-nitrosodietiiamina; N-
nitrosodimetilamina; . . N-nitrosometilvinilamina; N-nitrosopiperidina/piperidina, T-nitroso;
N-nitrosopirrolidina/pi-rrolidina, i-nitroso; N.—propilamina/]—propanamina; Naftaleno; Nicotina, vy sales/piridina, 3-
(1-met]l—z-pirroiidinil)-,-(s)‘—, y .sales; Nigue! carbonil ni{co)4, (t-4)-; Niguel, .cianuro de ni(cn)2; Nitrobenceno;
Nitrégeno, didxido de; Nitrégeno, &xido de/nitrico, éxido (no); N}itrqglicerinaﬂ,m-propanotriol, trinitrato de; O-
clorofenol/2-clorofencl: :O-'diclc‘)robenceno; O-toluidina;  O-toluidina, hidrocloruro; O,o-dietiji o-pirazinil
fosforoticato; O,o-dietil s-metil ditiofosfato; Octametilpirofosforamida/difosforamida, octametil; Osmio éxido
0804, (t-4}-; Oxamil; Oxirano/etileno, éxido de;,Oxiranocarboxialdehfdo/giicidiiaideh:’do; P-cloro-m-cresol/4-
clore-3-metiifenol; P-—cloro_ar}ii.ina/bence'namina, 4-cloro-: P-diclorobencenq; P-dimetilaminocazobenceno: p-
nitroanilina/bencenamina, 4-nitro-; P-nitrofenol/4-nitrofenol; P-toluiding; Paraldehido/1,3,5-trioxano, 2,4.6-
trimetil-; Paration; Pasta de -desecho en la produceién de pilas secas (celdas primarias alcalinas v acidas);
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Pentaclorobenceno; Pentacloroetano; Pentaclorofanol: Pentacloronitrobenceno {pcnb); Pilas o baterfas zine-
oxido de plata usadas o’deset':hadas;_Pi_ridina; Plata, cianuro da ag(cn); Plomo, acetato de; Plorno, fosfato de;
Plomo, subacetato/plomo,‘-bis(acieta‘;o‘—o).tetrahi_droxitri-; Plumbano, tetraetil-/tetraetilo.de plomo; Polimero de
la purga de Iz torre de apagado en l7 produccién de acrilonitrilo; Polvos de casas de'bolsas v sdélidos de
filtrado/separacién de la produccisn de carbamatos y carbomil oximas; Polvos del equipo de control de
emisiones de hornos eléctricos en la produccién de hierro Y acero; Polvos del equipo de control de emisiones
de la produccién de ferroaleaciones de hierro-cromo; Polvos del equipo de control de emisiones de la
produccién de ferroaleaciones de hierro-cromo~si!icio; Polvos del equipo de control de emnisiones del afinado
en la produccién primaria de plome; Polvos recuperados en el precipitador electrostatico o casa de bolsa enla
produccion de fésforo; Potasia plata, cianuro de/argentato(l-), bis(ciano-g)-, potasio; Potasio, cianuro de kicn);
Profam/carbamico acidd, fenil-T-metilet] éster, Promecarbffencl, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil carbamato;
Pronamida; Prepargil aft:ohot/Z-propin-1—oE; Propileno, dicloruro deﬁ,z-dicloropropano; Propiononitrilo;

Propoxur/fenol, 2-(I-metiletoxi)-, metilcarbamato; Prosulfocarb/carbamaticico dcido, dipropil-, s-(fenilmetil)

éster; Purgas de |a p’larnt‘a_,de;éqh_:i,o &n la produccién primaria de zinc; Recipientes con o sin gases nobles helio,
argdén, neén; Recipientes’ con’'o sin gas acetileno; Recipientes con o sin gas Ip; Recipientes con o sip gases
refrigerantes con contenide de cloro flyore carbonos; Recipientes con o sin gases (Mexafluoretano,
Pentaﬂuoretano, Tetrafluoruro de carbono,‘l,],]—Triﬁuoretano,'Octoﬂuorpropano,?,“l,1,2,3,3,3—Heptaﬂuorpropano,
Trifluormetano, 1, 1, . T,3,3,3—[—Iexaﬂuorpropano,‘ R-125/14 3a/134a (44/52/4), R-321 25/134a (10/70/20),
R—125f|34a/600('79/‘18,3/2,'7], *R-125A34a/E170 (77/19/4), R-125/134a (58/42), R-125/134a/600a (851/11,5/3,4), R-
125/134a/600a (55/42/3),R-125/134a/6004 (82/15/3),R-125/134a/600a(65,1/31 5/3,4),R125/134a600a (58/39,3/2,7),R125A3
4a600a(77,5/20/0,6/1,9), R-‘125/143a/?34a/600(63,2/18/16/2,8), R-125/143a (50/50), R-23/166(36/61), R-23/166(46/54),
Octofluorciclobutano, 2,3,3,3_—tetraﬁuoropropeno (R-1234yM, Diclorodiflucrometanc (FREON-12/R-12),
Clorofiuorocarbono Y sus mezclas (CFC), Hidrocloroflucrocarbonos (HCFC), Perfluorocarbonos {PFCQ),
BROMOTRIFLOUROMETANO (HALON—’ISOU GRUPO |, DiBROMOTEI'IQAFLUORETANO (HALON¢2402) CRUPO
I, BQOMOCLORODIFLUOROMETANO (HALON-'IZT!) GRUPO |, HEXAFLUORURQ, OE AZUFRE {-SF8));
Recipientes desechables que contengan sangre liguida: Reserpina;. Residuales de proceso y formulaciones

catalizador agotado de antimonio en solucién acuoss en la produccién de ﬁuorometano;s; Residuo de lixiviado
de fa planta de cadmio en’ia produccién primaria de zinc; Residuos Zcidos o alcalinos; Residuos bioldgicos no
inactivados de Ig produccién de biolégicos v hemoderivados: Residuos conteniendo mercurio de los procesos
electroliticos; Residuos de acidos gastados de la manufacturz de dinamita y péivora; Residuos de adhesivos Y
polimeros; Residuos de agentes enlazantes y de.carbonizacién; Resid uos de agentes secantes para pinturas,
lacas, barnices, masil!a‘s;‘pa.r;afre._sénar ¥ productos derivados; Resid uos de agua rosa-roja y de dcidos gastados
de la manufactura de tnt; Residuos de breas de g destilacion de compuestos a base de anilina en la
produccién de productos veterinarios de compuestos de arsénico y drganc-arsenicales; Residuos de
catalizadores agotados; !Qesiduds de centrifugacién v destilacién en fa produccién de diisocianato de tolueno
via fosgenacidn de la toluendiamina; Residuos de disolventes empleados en el lavado de los equipos de
proceso; Residuos de hidrdcarburos_ clorados de la etapa de purificacion en la produccidn de cloro (proceso de
celdas de diafragma usando anodos de grafito); Residuos de. |z des hidrogenacién del n-butano en Ia
produccion de butadieno; Residlos de |a desti'lacién en la produccidn de anhidrido maleico; Residuos de Ia
Mmanufactura de cerillos y productos pirotécnicos; Residuos de Ja manufactura del propelente sélido; Residuos
de la manufactura y del almacenamiento en planta de cloruro férrice derivado de.acidos formados durante la
produccién de bidxido de titanio-mediante el proceso clorurc-ilmenita; Residuos de la produccién de 2,46~
tribromofenc; Residuos de Ia produccién de bioldgicos y hemoderivados Gue contengan constituyentes

toxicos; Residuos de |a p'ro.dut_x:lén de carbamatos,. herbicidas clorados; p[éguicidas 6rgan0—halogenados;
drganc-arsenicales; érgano-metéiicc’_:s y érganc-fosforados; Residucs de la preduccidn de carbonile de niquel;
Residuos de la produccién de farmogquimicos y medicamentos. gue contengan’ constituyentes tdéxicos;
Residuos de Jz prod_ucéiéyp de materiales en equipos previamente usados en |g produccidn o manufactura de

tetra-, penta- o hexaclorobencenos {(como reactivo, producto duimico intermedio o componente en un

Andzdor Valentin Gémez ?ara‘as Me. 108, sam Felipe Tialmimilotpan. Toides Estgdo de Mé;:ic:g, C.P. 502580
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Resfduos de fos bafios en operaciones de gzlvanoplastia donde Jos cianuros son usados en los procesos:
ReSJduqs de los homos de la, produccidn de baterfas de mercurio; Residuos de mondmeros

Resfduos de solventes empleados en la limpieza de lag placas en la produccién de circuitos electrénicos;
Residuos de tetra-, penta o hexaclorobencene provenientes de su uso como reactante, producto intermedio o
componente de una formulacién, bajo condiciones alecalinas; Residuos del equipe de control de la
contaminacion del aire; Residuos del horno de la produecién de pigmentos verdes de oxido de cromo;
Residuos del lavador <On vapor del producto en la produccidn de 11)-tricloroetanc; Residuos del lavador de
gases de venteo del reactor en |a produccién de dibromuro de etileno via brormacisn del etileno; Residuos del

aglutinante natural o artificial); Residuos del proceso de extraccidon de anilina; Residues del proceso de
extrusion de tuberfa de cobret Residucs generados en la preparacidn de pigmentos magnéticos v en la
preparacién de fa mezcla de cobertura en la producecidn de cintas magnéticas; Residuos generados en Ia
produccidn de tri-, tetra- o pentaclorofenol; Residuos industriales peligros liquidos acuoses; Residuos
industriales peligros liguidos no acuosos; Residuos -industriales peligrosos sélidos: Residuos orgénicos
(incluyendo fondos pesados, estancados, fondos ligeros, solventes gastados, residuos de la filtracién y la
decepcionante) de la produccién de carbamatos y carbomil oximas; Residues organicos, excluyende carbdn

carbén gastado de la purificacién _de cloruro de hidrégeno, de Ja produccién de materiales en equipos
previamente usados en fa manufactura {como reactivo, producto guimice intermedio o componente en un
proceso de formulacién). de tri- y tetraciorofenoles este residuo no incluye desechos de equipos utilizados en
la produccion o use de hexacloroferc a partir def 2,4, 5-triclorofenol altamente purificado; Resorcinol; Sacaring,
v salesﬂ,z-benzisotiazoi-B(Zh}‘-ona, 1,1-didxido, v sales; Safrole; Sales precipitadas de Jos bafios de regeneracidn
de niquel; Sangre y los componentes de ésta, s6lo en su forma liquida, asi"como los derivados no comerciales,
inctuyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o a celulares de la sangre
resultante {hemoderivados); Sedimento Impregnado de hidrocarburos provenientes de las corridas de diable;
Selenio, diéxido de; Selenio, - sulfuro de ses?; Selenourea; Silvex [24,5-tp)/propancico 3cido, 2-(2,4,5-
triclorofenoxi)-; Sodio, azida de Scdio, clanuro de nalcn); Sélidos -adsorbentes gastados de la etapa de
purificacién del dibromuro de etileno obtenido a partir de la bromacién del etileno; Sélidos de purificacién
(incluyendo sélidos de filtracién, evaporacion ¥ centrifugacién), polvos de casas de bolsas Y de barrido de piscs
en la produccién de acides de tiocarbamatos y sus sales en la produccién de carbamatos y carbomil oxirmas;
Solucién gastada del lavador de gases que proviene del proceso del afinado én la produccién primaria de
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bafios de anodizacién del aluminjo; Soluciones Gasta g impieza y en operaciones de
galvanoplastia donde los cianuros son usados en los procesos; Soluciones gastadas de los bafios de templado
provenientes de las operaciones de enfriamiento; Soluciones gastadas generadas en los procesos de
preservacion de la madera; Soluciones Qastadas provenientes -de |z’ extrusion; Solfuciones gastadas
provenientes de las operaciones de decapado; Soluciones gastadas provenientes de los bafios de cadmizado,
cobrizado, cromado, estafado, fosfatizado, latonado, niguelado, plateado, tropicalizado o zincado de piezas
metdlicas; Soluciones gastadas provenientes del bafioc de plaqueado -en |a produccidn de circuitos
electrénicos; Sosas gastadas y sosas fendlicas provenientes de los procesos de endulzemiento de
hidrocarburos; Sulfhidrico, dcido: Talio, acetato de; Talio, carbonato de carbonoico acido, ditalio (1+} sal Talio,
cloruro de; Talio, nitrato de/nitrico acido, sal de talio (1+); Talio, dxido deftalico, éxido ti203; Talio, selenita de:
Talio, sulfato de; Tejidos, drganos v partes Que se extirpan o remueven d urante las necropsias, la cirugiz o
algin otro tipo de Intervencién quirdrgica, QuUe no se encuentren en formol: Tetracloroetileno;
Tetraetild itfopirofosfato/tiodifosférico acido, tetraetil éster: Tetraetilpirofosfato/difosférico acido, tetraetil éster;
Tetrahidrofurano; Tetranitrometano; Tioacetamida/etanotioamida; Tiodicarb; Tiofanato-metil; Tiofanax:
Tiometanol/metanotiol; Tiosemicarbazida/hidrazinacarbotioamida; Tioures; Tiram; Tirpato; Toluendiamina;
Tolueno, diisocianato de; Tolueno/metilbenceno; Toxafeno; Trans-T,Z-didciroeti[eno/],z-dicloroetileno; Trialato:
Tribromometano/bromoformo; Tricloroetileno; Triclorometanotiol; Triclorpmonoﬁ uorometano;
Trietilamina/etanamina, n.n-dietil-; Tripan, azul de; Tris (23-dibromopropil) fosfato/1*propanol, 23-dibromo-,

Warfarina, y sales, cuando estdn presentes en concentraciones mayores que O 3%; Warfarina, v sales, cuando
estan presentes en concentraciones menores Que 0 3%; Xileno, isdmeros; Zinec, cianure de zn(cn)2; Zing,
fosfuro de zn3p2, cuando estd presente en concentraciones mayores que 10%; Zinc, fosfuro de Zn3p2, cuando
estd presente en concéntrac;ione_s menores o iguales a 10%; Ziram; Baterfas eléctricas a.base de mercurio.;
Baterias eléctricas a ‘basé de nigquel-Cadmio; Baterias eléctricas. a .base de niquel-cadmio; Lamparas
flucrescentes v de vapor de mercurio; Aditamentos que contengan mercurio, cadmic o piomo.; Balastros
eléctricos.: Balastros electrérj;icos.; Cenizas de incineracién de residuos peligrosos;; Pilas glcalinas; Tubos vy
Focos ﬂuorescentes;,Bateh'as/AcumuJadores usados. Escorias; Cenizas; Cenizas de incinerador; Residuos
contaminados con plaguicidas; Aceites lubricantes; Aceites hidriulicos; Aceites térmicos; Acejtes gastados
solubles; Acejtes gastadgjs de corte minerales; Liquidos halogenados ; Liguidos clorados; Sélidos con metales

contaminados; Suelo y tierra contaminada con residuos peligrosos; Material de empaque vacios
contaminados; Basura industrial: Agua de proceso; Agua saling; Agua contaminada; Liquido bisico; Liquido
acido; Lodos del tren de lavado; Aguas provenientes del tren de lavado de incineracién.,; Agua con solvente;
Agua con pintura Yy tinta; Agua con alcohol; Aguas con residuos dcidos 'y alcalinos; Agua con
dicloropentadiens; Residuos -acuosos  acidos; Materias primas fuera de especificacién; Boyas con’
refrigerantes. asbestos en sus diferentes presentaciones; material fuera de especificacion; Residuos orgdnicos
contaminados, pilas alcalinas; Residuos biolégico infecciosos {residuos no anatémicos: Sangre v los
componentes de ests, sofo en su forma liquida, asi como sus derivados: cepas vy cultivos de agentes

parz el almacén ubicado 'en Calle Nayat s/n, Colonia San Nicolés Tetepantla, MLinicipio' Axapusco, Estado de
México, C.P. 55955, con capacidad anual para el almacenamiento de 945,000 {novecientos cuarenta ¥ ¢inco
rril) toneladas, en una superficie de 2,462 m? (dos il cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados).

l
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SEGUNDO-- (3 persona moral denominada DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA SA. DE CV. debers
mantener en lg empresa, copias respactivas del expediente de solicitud de.Ia Autorizacién No. 15-11-150-22, asf
como de sus actualizaciones Y resolutivos emitidos por esta Secretaria, a efecto demostrarlas a la autoridad
competente que asi lo requieran. -

TERCERO - Debers cumplir 6on f.ch términos v condicionantes establecidas en Ia Autorizacién No. 15-] -150-22,
emitida por esta Oficina de Representacién mediante el oficio Neo. DFEMARNAT/4726/2022 de fecha 07 de
noviembre de 2022, asi ¢omo sus modificacicnes.

debera reparar, compénsary mitigar el dafio ambiental que se ocasione, de conformidad con lo estipulado en
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. ‘ . . .

QUINTO.-- E] presente oficio se'emnite &n apego al principio de buena fe al que se refiere el articuio 13 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, tomando por veridica la inforrmacisn presentada por la persona
moral denominada DESARROLLOS AMBIENTALES FORESTA SA DE CV.. En caso de existir falsedad en Ia

informacisn el promovente se haré acreedor de Jas sanciones correspondientes de acuerdo al Cédigo Penal
Federal. . e . .

EYNA CABRE

ING. ANTONIO

z [

Con fundarnento en lo dispuesto en e articulo SEPTIMO transitorio
del Reglarmento Interior de- la Secretarfa de Medic Ambiente v
Recursos Naturales, en suplencia PO ausencia definitiva del Titular de
Iz Oficina de Representacién de Ia SEMARNAT en el Estado de México,

c.Cep- Anture Gavilan Garcia.- Dii:e;:tbr:éeneral de Gestidn integral de MateriaiesyActEvidac{ es Riesgosas dc_':\’fa SEM{\RNAT i
ing. Federico Ortiz Flores- Encargado del Despacho de la Oficins de Representacién de Proteccidn Ambiental de la Procuraduriz Federal de
Proteccidn al Ambiente en el Estado de Mexico.
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